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「紫外線照射による表面濡れ性の制御が可能なポリイミド」 

長鎖アルキル基を有し，ベンゾフェノン，芳香族エステルなどの官能基を有する
種々の芳香族ジアミンを新規に合 成 し，これらのジアミンモノマー を用い新規
な 可溶性ポリイミドを得た。得られたポリイミドの薄膜に紫外線（λmax; 254nm）
を照射すると，水に対する接触角は照射した紫外線エネ ル ギーに応じ，100°
付近から最少20°付 近まで大きく低下し，疎水性から親水性に制 御可能であ

ることが判明した。本技術は，紫外線照射により，ポリイミド表面を容易に疎水部
と親水部にパターニングする手法として，水溶性有機 半導体のパ ターニングな
どのプリンテッドエレクトロニクス分野での応用が期待される。    


